
 

 
 

 

 

Clúster Mexicano de Fotónica, A. C. 
www.mexicanphotonicscluster.org 

Eric.Rosas@mexicanphotonicscluster.org 
 

Desarrollo de Referencias de Medición de Alta Exac5tud para Fotodetectores 
Eric Rosas 

Clúster Mexicano de Fotónica, A. C. 
 
La medición con alta exac/tud de parámetros de la radiación óp/ca ha debido adaptarse al 
despliegue mundial en los años más recientes de nuevas tecnologías en sectores como el de la 
iluminación. La llegada de estas nuevas tecnologías ha representado retos significa/vos para las 
metrologías primaria y secundaria, la regulación, la normalización y la evaluación de la conformidad, 
que han debido resolverse de manera acelerada por los Ins/tutos Nacionales de Medición de los 
dis/ntos países. En esta oportunidad se presentará el proceso de desarrollo y actualización de las 
referencias radiométricas y fotométricas primarias que permi/eron dar soporte metrológico 
técnico-cienHfico a la regulación mexicana para las industrias usuarias de los servicios de medición 
en magnitudes como la irradiancia espectral de lámparas, la respuesta espectral de detectores, la 
sensi/vidad fotométrica en fotodetectores, las coordenadas de color correlacionada y el flujo 
luminoso total. 
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Eric Rosas ha realizado invesMgación en Nsica de láseres, láseres holográficos de estado 
sólido de alta intensidad bombeados por diodos, dosimetría de altas dosis de rayos gamma, 
estabilización de láseres para trampas magneto-ópMcas usadas en el 
atrapamiento/enfriamiento de átomos, y radiometría y fotometría de alta exacMtud; en 
insMtuciones como el Tecnológico Nacional de México en Toluca, el Centro de 
InvesMgaciones en ÓpMca, el Imperial College London, el InsMtuto Nacional de 
InvesMgaciones Nucleares de México y la State University of New York en Stony Brook. Ha 
sido docente en disMntas insMtuciones de educación superior de México, como la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad 
de Guanajuato, el Tecnológico Nacional de México en Toluca, y el InsMtuto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey en Toluca y en León. Ha fungido como Coordinador de 
Propiedad Intelectual del Centro de InvesMgaciones en ÓpMca, Coordinador Ciendfico del 
Grupo de Fuentes ÓpMcas del Centro Nacional de Metrología de México y actualmente 
dirige el Clúster Mexicano de Fotónica y preside la InternaMonal Commission for OpMcs. 


